Tab. 53 Vydaje na VaV ve vybranych technologickych oblastech financované z vefejnych zdroj z CR podle druhu

pracovisté

rok 2018

Informaéni a komunikacéni

Biotechnologie

Nanotechnologie a

technologie nanomaterialy
S:kr:‘ot:' pp::;,:si:rtlé vav, Vydaje na ) Vydaje na ) Vydaje na )
VaV  Struktura K Podil** VaV  Struktura K Podil** VaV  Struktura K Podil**
(mil. K¢) (mil. K¢) (mil. K¢)

Podnikatelsky 861 44,8% 1,4% 265 6,6% 0,4% 137 10,3% 0,2%
Verfejné podniky 23 1,2% 1,0% - - - - - -
Soukromé podniky domaci 764 39,7% 3,9% 258 6,5% 1,3% 75 5,6% 0,4%
Soukromé podniky zahraniéni 75 3,9% 0,2% 7 0,2% 0,0% 62 4,7% 0,1%

Viadni 56 2,9% 0,3% 2577 64,5% 15,3% 347 26,1% 2,1%
Pracovisté AV CR 38 2,0% 0,3% 2380 59,6% 19,5% 332 25,0% 2,7%
Resortni vyzkumna pracovisté 2 0,1% 0,1% 20 0,5% 1,0% 1 0,1% 0,1%
Knihovny, archivy, muzea 4 0,2% 0,3% - - - - - -
Zdravotnicka zafizeni - - - 170 4,3% 25,7% 2 0,2% 0,3%
Ostatni 13 0,7% 1,6% 7 0,2% 0,9% 11 0,8% 1,4%

Vysokoskolsky 999 51,9% 4,5% 1152 28,8% 5,2% 846 63,6% 3,8%
Vefejné a statni vysoké Skoly 999 51,9% 4,8% 987 24,7% 4,8% 790 59,4% 3,8%
Fakultni nemocnice - - - 165 4,1% 14,5% 56 4,2% 5,0%
Soukromé vysoké skoly - - - - - - - - -

Soukromy neziskovy 8 0,4% 3,3% 1 0,0% 0,3% - - -

CR celkem 1924 100,0% 1,9% 3994 100,0% 3,9% 1331 100,0% 1,3%

** Podil na celkovych vydajich na VaV financovanych z verfejnych zdrojii v pracovistich daného druhu



